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PROCEDIMIENTO PABA EL TRATAMIENTO DE PLANcHAs SENSIBLES
A TA RADIACION. - : - Co oy '

obicilonde: VICKERS TIMITED., entidad ingless, residente en
Vickers House, Millbank Tower, Millbank, Londras
| svn, Inglaterra. .

Esta invencidn ge relaciona conplacas sensibles a
1a radiacidn, adecuadas para utillzarse en 1a produccién
- de planohas de’ impresidn 1itograf1ca.~'

Dichas placas sensibles a la radiacién consisten

5  enun sustrato, normalmenta de aluminio, que puede ser
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L menos solubles. Las éreas del sustraxo reveladas, cons- ol

30

. granulado y/o anodizado, o de 21nc, magne91o, cobre o acero

| trato.
| a.la radiacién a;rédiacidn actinica, é través de una frans- )

':, ble con respecto a la solubllidad de 1as éreas que 10 har

| sido bombardeadas por radiacién. Tratando laplancha exp.testa en'tn; |

o tltuyen las éreau de no imagen,.

ST

' solubles después de la expoalcién a 1a radiacidn ¥y, por lo .
\;"4tanto, en la exposiclén se utiliza una transparencia negatl-_lz

':  va. En: éste caso, las éreas no bombardeadas -eon’ radiacién u -

imagen. Se conoceti otros materlales que se comportan similar-

'-'mente, por ejemplo las resinas dlazoicas, coloides aenslbi-

~iff llos basados en diaz1das de ortoquinona, llegan ha ser més

- D -

o una comblnaclén tal como un bimetal o lamlnado, y una capa :

. de materlal sensible a la radiacién deposltada sobre el sug~
»La'exposicidn en toda su imagen de la capa qensiblé

parencia, hace que la solubllidad de 1as éreas radiadas cam-

da’ su:magen con’ un revelador adecuado,lse ‘pueden separar las

algas més solubles para revelar el sustrato subyacente ¥ de-»

aar ung imagen sobre el sustrato constltuida por las éreas

. eeemme smeamn - o e
. .

El tipo de materiales senslbles a la radiaci6n

conOCIdOS como materiales fotopolimeros, llegan a ser menos

son las que se elimlnan por revelado, permaneclendo las’ éreas

bombardeadas con radiacién sobre el sustrato, para formar la -

llzadoa al cromo, re31nas sen31bilizadas con diazonlo 0. aui-
das 0 polimeros que 1levan tales grupos. Las placaa o plan-
chas que tienen una capa flexible a la radaccién, a base de
tales materlales, se conocen ‘domo planchas .de trabajo en Y
negmnm.'j*ft ' o A'}' ' .

Los materlales sensibles a 1a radiacidn, como’ aque-'
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‘solubles después de la exposicidn a ) radianidﬁ ¥, por lo
tanto, en la exp081ci6n se utiliza una transparencla posmti~
va. En éste caso, las Areas bombardeadas con radiacién, son

las que se separan por revelado, permanec1endo las 4réas no

bombardeadas con radiac16n sobre el sustrato, parsa formar 13

| imagen. Las planchas que tienen tales placas sensibles & le

radiacién, se conooen ‘como planchas de trabajo expositivo. '

La vida de wna plancha de impregién, en términos de

ndmefoé de copias que puede producir, se puede incrementar ’

frecuente@ente 6a1entando ("quemando") las éreas de imagen,

a condicién, aesde‘luego, de que el material de las éreés'de‘ '

imagen sea adecuado, siendo el "quemado" una préctica bien
establecids en 1a técnica de producir planchas de impre-
gibén litogréfica a partir de planchas sensibles a la radia-.
¢ibén. En la pateﬁte briténica ne 699.412, . se describe el

1

3.
'

quemado dé imégeﬁes.a_bdse de diazidas=de,naftoqufnona. Ségﬁn‘@

1as enseﬁénzas de ésta patente;Auha plancha,sensible,a'lé b o

diacibn, que incluye una. capa de diazida de naftaquinona, se

expone en toda su imagen, se revela‘éoh”una_soluéidn alcali- -

né para eliminar selectivemente aquellas 4reas de la Capé¢ -

que. fueron bombardeadas por radiaéién durante la’éxposicién

| ¥ & continuacién se coloca en un horno para calentar la ima-

1 gen oonstituida por agquellas éreas de 18 capa que no fueron

bombardeadas por radiaclén. A contznua016n, eg" necesario A f

' tratar la planoha con una solucién alcalina, con el fin, '
nuevamente, de eliminar reslduos contaminantes de 1a plancha _

y hacer que ésta. ﬁltima esté liste para la impresidn.

En muchos casos, las éreae de imagen a calentar

pueden ser- reforzadas incorporando un material reforzante

' en 1a capa sengible g la presién y/o aplicando el’ material




' "u.reforzante a las éreas de 1magen después del revelado, como
{ ina laecs de refuerzo. Como matarial reforzante ae utilira!

-’,normalmenme laa resinas novoluca y/o. resinaq renélioas. 51n

{-el calentamiento a una temperatura suficiente para endurecer

'i-las éreas de imagen reforzadas con res1na, hace que las

§ ,taﬂora de tinta y que, por consiguiente, podria causar w '

L 'la 1mpresién, pudiéndose conseguir ésto segdn la patente ‘
.Vbrlténica ne: 1. 154 749 tratando la plancha con una, solucién

-acuosa alcalina.
:~_to no es, por nonma, discernible a’ simple v1sta‘y resulta

i Ademés, cuando la superficie del ‘sustrato es porosa,tal y :
_ ("como ocurre cuando al sustrato es aluminlo anodlzado, 1a con=
ébf-.

contaminacién no‘éausaria probablemente'un espumado inmediaxo,

ide larga duracldn ya que la superficie délsustraxo se abra- ,
o 51ona. Por otra parte, la necesidad de tener que re-revelar

- eflcazmente las planchas después del caleniamiento, con el

. .| niente ya que esto 8lgnificea que las planchas han de sar
"?retornadas a la fabrlcaci6n de planchas una vez que hen sido -

A_extraldas del horno.

-4 -

embargo, como se descrlbe en la patente briténiOa neq, 154, 749,
éreas del sustrato revelado sean, tras el revelado, al menos
cublertas parclalmente con una capa contaminante que. es acep-

espumado y'puﬂucir tn fondo sucio durante la 1mpresidn.

consecuencla, esta capa debe ser eliminada an%es de 1n1c1ar

t
s
i
.

"Ia capa contaminante producida tras el caléntamienp f ;f,

a1f1011 asegurar la eliminacién de ‘bode la contaminaci6n.

taminaclén puede. estar presente.egvlos poros. Si bien_dicha

podris causar el espumado durante un ensayo de impresién ,

e

fin de eliminar la capa contaminante, constmtuye un inconve-'

‘A causa de las desventajas de los procedimientos de

3
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"quemedo" convencionales, sé han 1levado & ‘cabo iﬁ#eéfigééi6:ﬂ'?“
nes con respecto & la fuente de contaminfcién, con vistas a

ewltar que la misma se pregente. Se ha encontrado que le con-
taminpcibn surge aparentemente como resultado de s algﬁn comﬁo-"
nente del material de imaven que sﬁblima a partir dP 1as

 éreaa de imagen duranxe ol calehtamiento, depositéndose 8

contmnuaclén sobre éreas del sustrato rcvelado tras el dea,fﬁ'
*arrollo. Inuluso las planchas que no inc]uyen materlales
que podrian dar lugar al meterial conteminente, hen 1legado

a contaminarge ﬁor deposicién, aobre las mismas, de materiair
contaminénte ya depositedo sobre las superficies interncs
del horno de quemado, como resultado del uso previo del hor-
mo para el quemado. El componente que proporclona la conta~.
minacién puede surglr del material sen81ble a lae radiascién

de la capa 0 de una re31na ncvolaca u otro tipo de resina de.
la capa, © puede ser una, impureza, por ejemplo un fenol pre-.r
gsente en la capa. A ' , .

. -_.Un_objeto de la presente in#enciéh éonaiste eh’éyi-f
tar qué'las éréés'dé no imagen liégueﬁ a bbntaﬁinérse duran-
te el quemado y, de éste modo, evitar la necesldad de- la
1impieza., ’ ' S |

Segﬁn la presente 1nvencién se_ proporciona, en un '
método para el tratamiento de. una plancha que comprende un
sustrato portador de una imagen, cuyo méﬁodo camprende la
etapa de calentar la plancha, una mejora que comprende pro-

porcionar un revestimiento protector sobre la plancha antes

de la etaps de calentamiento, con el fln de ‘evitar que los

contaminantes entren en contacto con le plancha durante la

etapa de calentamiento, o
Segin una forma de realizacién particularmente pre=




1'5__':' o

A entren en contacto con el mismo,

25 -

‘"6-.

ferida de la invencién, la plancha es una plancha'senﬁible-a

- 1a radiacién,desurrollada, expueeta*en toda su imagen, Dé'

6cte modo, la invencién proporcLona, parthul&nnente, pero

S 10 de un modo exclusivo, -un método para procesar una plancha

spn31ble 8 la radiaclén que comprende un sustrato revestldo

| conuna capa senslb’e a la radiacién, “euyo. método comprende'

(i) exponer en toda su imagen la capa & una radie~

cién, de modo que la capa 1ncluya éreas bombardeadas con ra-

) d1a01én y éreas no bombardeadas cén radlacién, de dlferente

solubllidad, : ‘ _
(ii) desarrollar la capa expuésta en toda su imagen

selectlvamente, para separar 1as éreas més solubles y reve-,

'1ar el sustrato subyacente a éstas éreas,_xf;

(111) proporclonar un revestlmiento protector so—)

-b"n el sustrato revelado para evitar que los contaminantes

(iv) calentar las 4reas menos solubles que per— L
manecen sobre el sustrato después del desarrollo, y . )
(v) separar el revestimiento proﬁector.'

. Aungue la 1nvenc16n se relaclona principalmente

A con. ei procesado de planchas sen91bles a la radlacidn pare
‘: formar planchas de impresn6n 11togréfica, es aplicable tam-
'i blén al prooesado ‘de planchas sensibles a 1a radiacidn,en

Cla preparacidn de: clrcuitos impresos y clrcultos 1ntegrados  -

y productos similares, en donde el ma$eriaJ sen51ble a la
rediacibn se utiliza finalmente como un foto-re81stor que ne~

cesita calentarse ‘antes de efectuarse ‘una etapa de morden-

tado ¥ en donde la presencla de 1a contamlnacién podria ine

terferlr con el mordentado.

Seaﬁn una forma. de realizaclén partioularmente pre--
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‘ferida, el revestimiento protectér 8e produce tratando 11;;

~ oon la naturaleza del sustrato,rnétufalezaAde la capa sensi-

%inta). Igualmente; debe ser eliminado'déspués7del*&démad¢"

chasg de impresién 1itogréf1cas. Los ravestlmienios protecto- '

-t - { '
) t

plancha con un enmascarante en forma 11quida, para forma‘ _
una capa de enmascarante sobre la plaqcha. Preferiblemente, '
el enmascarante es una sal solubla en agua aplicada ala .-

plancha como une solucién acuosa de modo-que se forme ,

gobre la plancha, un revestzmlento protector en forma de ung L

pelicula de aal. La sal puede, ser, por eaemplo, un dode-’f'J'
c1lfenoxibencenodisulfonato de sodio, unk sal sédica de éci-
do naftaleno gulfénico alquilado y una sal disédica do-
‘4eido metllendlnaftalensulfénlco, dodecilbencenosulfonato de
sodio, une sal sédica de 6xido de alquildifenilo sulfonado

o nitrato de litio.
El enmascarado debers ser tal que no se valatilice

a la temperstura de oalentamienxo, y se elige de acuerdo -

bie a la radiacién v finalidad ﬁaré la cuéf a'de-uﬁilizérsé'-A
la capa sensible a la rodiacién, Por ejemplo; en el caso de
que se produzoa una plancha de impresién litogréfica, el L
enmascarante, puesto que constituye una barrera fiaica

eficaz 8l material contaminante, deberé ser también tal que
fo afecte de modo perjudicial a la imogen (por ejemplo, disole -
viéndola o haciéndola no receptore a la tinta) o a ;as,%reas |

de no imaegen. (por ejemplo, haciéndolas receptoras de_la
sin que se afecten de modo perjudicial las é&reas de imsgen
y de no lmegen, Lda ejemplos antgriores_de sa;és7son'baitie

cularmente dtiles pere utilizarse en la Pfoducci6n de plan=-

res formados a partlr de tales sales no afectan de modc

- perjudicial a las propiedades lltogréflcas.de "las érea& de
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imagen y no imagen.'Realmente, tales .revestimientos prdtéctorés :
se pueden separar facilmente de la pldncga enjuagando slmple- '
mnnte la planeha con agua. Esto se puede 11evar a cabo mien- .
tras se monta realmente la plancha en la prensa de impre-.
5= ivg- s16n. De éste modo, después de. haberse sometido a la etaps

- ;,de quemado, 1a plancha se puede montar directaménte en, la .
»prensa de impresién sin que tenga que volver 8 ld sala de ‘fat
bricacién de planchas. &l aclarado con agua para. separar el
revestrmlento protector y la desens1billza016n, por eaemplo
10 7"' con goma aréblga, es todo lo que se nece31ta para que la

- plancha se encuentre lista para 1& 1mpre316n. N -

_Los sigulentes ejemplos 1]ustran la invencién.'

 EJEMPILO. 1

A cuatro planchaa presensibllizadas, de trabaao en‘( :
'1§-'_V' ‘p031t1vo, Alymplc (deslgnadas por. las referencias As D) |
. tal y como son sumlnistradas por el Howson-Algraphy Group : i
'de Vlckers Limlted ¥ .que tienen capas,sensibles a 1a radiacién
¥ que comprenden una diazina de ortoquinona: y una resina ' !
B ' novolaca, se exponenhbaao transparencias_pqsitxvas y se. reve~ '
23;' _‘ lan en un revelador alealino, La_plaﬁcha,Agsegdesensibiliza |
? | con goma arébiga del.modo uéugl;gse;eﬁtiﬁté,y.saiutil;za en
un ensayo de desgaste- aoélerado para-proporcionar ung estie-
macién de 70"090 copias buenas. La plancha B se calienta
| después del revelado en un horno 3,25090 durante 10 minutos.
éSZ"' | A continuacién se . enfria y se. trafé ‘como la“pianchavAa Laé_
| ‘ é”eas de no imagen de la plancha resultan aceptar tinta fa--
}if, cllmente como resultado de 1a contaminaclén durante la etapa
- | e calentamiento. Le plenche C se trate coms la plancha D

pero degpués del calentamiento se frota'completamente con

30 un revelador alcalino para limpiar las 4reas de no imagen
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del modo descrito er. la patente Briténica %9 1,154,749, f
Esta plancha, que es ilustrativa de la técnica anterlor, pro~

poreiona una estimaclén de 150,000 copias buenas. En el’ caso

‘ de lg plancha D, la transparencia positiva tiene '1a-forma

de un 4rea no transparente que posee, en la misma, un &rea

transparente circqlar. De éste modo, la plancha revelada in?

; cluye-hn érea circular de no imagen. Esta planchia se calienta

del mismo modo que las planchas By¢C excepto que, en el cen-
tro del érea de no imagen, se situa un disco metélico de
diémetro més pequeilo que el Area de no imagen. Guando-la
planéha se entinta, se encuentra que el érea:cirdular de no
imagen acepta tinta en un grado nbtable, excepto. en équella
regién en donde se ha cubierto por el dlsco metédlico, A
partir del ensayo de la placa D,es evidente que se ha depo-
sitado meterial contaminante sobre las éreas de no,imagen

durante el calentemiento, pudiéndose evitar esta contemina-

- eién revestiendo protectivamente las 4reas de no imagen. -

A pesar de que se pueden utilizar reveétimienios' :
protectores sbélidos prefofmgdos, en aquellos casos en donde
laz éreas de no imegen son de una configuracién simplé; ta-
les revestimientos protectores podrian ser exceésivamente com-
plicados en otros casos. o |

EJENPIO 2

. Una plancha-Alympic se expone y revela del mismo
modo que las planchas del éjemplo 1. A continuacién,lge acle~
ra'y enjuaga la pléncha wniformemente con uﬁa soluciéﬁ-al'

45 ¢ de dodecilfenoxibencenodisulfonato dé sodio, pqra.for-'
mar una capa de aquellé sal sobre la plancha. La plancha se

calienta durente 10 minutos a 2509C, se enfria, se lava con

agua para seporar la capa de sal, se desensibiliza, y se entint
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.'i‘_enauaga con una solucién de una. sal sédica de un écido nafta-
'lenosulfénicoalquilado y se calienta a 20090 durante 15 mihu—

'tos.,No existe aceptacién de tinta sobre las &reas de no

o mar una capa delgada de dicha .sal sobre 1a planche. Ie planeha‘"

‘ nutos, se enfria, ge lava con agus vara, separar la capa, se

.'916n offset de papel continuo termofiaado. Una. plancha idén-

- 10 -

o

-

No existe aceptacién de tinta dobre las &reas de no imagnn
de la plancha, proporcionando ésta une estimacién de 150,000
copias buenas.

- BJEMFIO 3 o : R

Se repite el ejeﬁplb 2 excepﬁo que la plancha se

imagen y la plancha proporciona une estimacién dé 100.0C0 co-
pias ﬁgenas., S C
© - BJENPIO 4 - N

Una planchas de impresién, presensibillzada, de tra-
bajo en. p051tivo, Alympic Gold (Vickers Limited Howson-Al-
graphy Group), se expone bajo una transpafenbia positiva y
se revela con un revelador fuertemente alcalino, se aclara

con agua y 86 pone en contacto con:.una. soluc16n al 45

una sal sédica de. 6xldode alquildifenilo sulfonado pare for-
ge calienta luego en un horno eléctrico a 23090 durante 8 mim

desensibiliza ..y se entinta. No existe aceptacién de.tinta
en las éreas de no imagen y la plancha proporciona una esti-
mabi&n de 100. 060 copias buenas.con una méquinh-de impre—
tica, que no habia .8ido tretada con la solucién de sal,
espum6 de forma ‘evidente tan pronto. ‘como ge.inlolo le im~ -
presi&p.'Para‘evitarieste_espumado,‘fue'nécesarip_uné 1lim-
ﬁieéé'a fondo.énﬁesrde-la impresién; ‘ |

EJEMFLO 5

1Una_p1an¢ha de frabajo'en_positivo,:presensibiliza—z
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. enjuaga con una solucldn al 20 4 de nltrato de litio hidre-

- 1] =

dé, mecanicamento granuluda, T4, suministrads por Kalle AG :
ge expone a tra;éu de uhé transparencia positiva y se reve~ -
1a con un revelsdor qlcmlino.'Después del nelarado de la mis<
ma, ée enjuega con una solucidén al 25 % de ;é séiréisddica
de édcido metileno&inafﬁalenbsulfénico ¥y ée seciaz iara forl"
mar une capa de didha sallsobre’la plancha, La ﬁlancha gse
calienta entonces a 1802C durante 20 minutos| se aclare,
se desensibiliza y se entinta. No existe acepbacién de tinte
sobre las &ress de no imegen y la plercha proporcions wna.
eétimacidn de'S0.000 copias bﬁenas.
| EJRIFLO 6. | |
1° . 'Se repite el ejemplo 2. excepto que la plancha se

enjuaga con una solucién acuosa al 25 % de?dddecilbenoeno—

sulfonato de sodio. EL ocelentamiento se efectda a 2302C due |
rente 10 mlnutos..Se experimenta una dificulted conslderablei
en la obtencién de éreas de imagen que acepten tinta, pero |
eventualmente la planoha proporciona una estimacién de - '
150,000 oopias buenes.

EJEMPLO 7 _ .

Se repite el ejemplo 2 excepto que la plancha se

tado y se calienta a 200¢C durente 10 minutos. No existe
acgptacién de tints en las éreastde no imagen'y_la'plancha
proporciona una estimacidén de 10@000’50p1és buenas, - :
IIEMPIO 8 S
Una planche de trabajo en ﬁégativo, présensibi;
lizada, que comprende un sustrato de gluminio, graduado,

amodlzado con 4cido sulfirico, se reviste con un material

a base de cinamato de pollv1nilo oonocido por Kodak_Photo-

Regist, pare formar una capa de 0,5 g/mz.:na plancha se expone

P
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- hﬁmeda, se trata con una lace reforzante en emu1s16n que

oontlene una‘resina novolaca., La plancha se lava y ge trata'

1a capa, se desensiblllza con’ goma aréoiga ¥y se-coloca en

nlco al 10 %e La plancha sensible a la radlacidn resultante,

-sulfonado y se seca. No fue necesario'ningﬁn,dgsgspumado

“con fluidos acidicos conteniendo goma, antes "de que la

__aluminio;anodizado, granulado, con ung composicién que come

- 12 -
bajo uns transparencia negativa y se revela con scetato de

Ametoxietilo conteniendo un pequoﬁo pﬁrcentaje de Acido' ,
deeenslblllﬁnnte Junto con 15 % de surfactuinte, Deuyuéd dei

revelado, la plancha se limpia por aclarado y mientrae esté-

con una solucién acuosa al 45 % de un dodecilfénoxibencenodi—
sulfonato de sodio,para producir una capa delgada de dicha -
sal-sobre la plancha. Ta plancha se celienta entonces durente‘

10 mlnutos a 25090 se enfria, se lava con agué para separar

ung prensa de 1mpre416n. No se experlmenta dificultad alguna

en la obten016n de copias bienas y limpias. : o o
EJEMPLO S ,

Una lémina de plencha de magnesio de ?otogrgbador,;‘

se limpia y feviste con alcohol polivinilicoiepuqso_que'ﬁ&-f

si&o sensibilizado & la luz por la adicién de dicromaxb anb-

se expone baao una transparencla nega11Va,_se revela con
aguse y se trata con decido orémlco dlluldo para reticular
adlcionalmente el material de imagen. Antes de 1a operacién
de calentammento usual, se aplica a 1a'p1aog una solucién

acuosg 8l 45 % de una sal sédica de 6xido de alguildifenilo-

plancha pudiera mordentarse satisfactoriamente en uﬁa mé~
quina -de_mordentado sin polvo. ‘
EJEMELO 10

' Se prepara una plancha,revistiendo un sustrato ae
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‘resina novolaca, disueltas en 98 partes de butanona. la plane—

" una imsgen de impresifén aplicando-una cape delgada de una:

20

capa de dicha sal sobre la plancha. La plancha se calienta

Ld 1 J — . L

prende dos partes de 4,4'-diazidodifenilamina y 10 partes de

cha sensible a la radiacién resultante, se~expone;entopces -
a través de un negativo y se revela con una golucién aicalina.
Después del aclarado de la planqhé, se enjuaga cdn una solu-
¢ién acuosa al 2,5 % de uha sal sbdica de éxido de al@uil-
difenilosulfonado y se enjuaga en seco para former una capa
de dicha sal sobre la plancha. La plancha ge calienta luego
durente 10 minutos a 2502C, Después de enfriar, la planchs

se aclara para separar la capa, se desensibiliza y se éhtin—

te. No existe aceptacién de tinta sobre las 4dreas de no ima-

gen.
EJEMPLO 11

Un sustrato de aluminio anodizado, granulesdo, se-
revﬁste con una solucién sensible a la luz de aléohoi_polivi~,
nilicodicromatado y se seca. La plancha sensible a la radia- i
cién, résultante, se expone bajo ung transparencia positiva.

La planchs expuesta ge revela con agua y se seca. Se forma

laca de resina resol/epoxi. Después de secar la lacs, la
plencha se enjusga con una solucién acuosa al 45 % de un

dodecilfenoxibencenodisulfonato de sodio, para formar una

entonces a 2009C dursnte 2 minutos. Ia plenche, una vez fria,
ge' aclara para separar lg capa, se desensibiliza v ée entine
ta., No existe aceptacién de tinta en las Adreas de no imégen
durante la impresién., Una piancha idéntica, que no ha sido

tratada con la solucidn de sal sntes del quemado, hubo de ser

limpiada a fondo para evitar las Greas d9<no imagen acepto-

doras de tinta.
EJEMPIO 12



.{vencional, A contlnua016n, las 4reas de 1magen sobre el alum1-
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"“~.|las planchas.

|resol/epoxi. Ia plancha se completa por lavade, secado, enjua-

' dlsulfonato de sodlo, para former una capa de dlcha sal sobre

 que no fue tratada con la solucién de sel hubo de ser limpiada

len las 4reas de no imagen.

| revelan y se callentan segin las instrucéiones del fabricente._

| mismes,y una muestrs de cada una de las plenchas se limpie, des-

| Polychrome GAP; Enco P200, Rogers P03111th Nlcholson Insta-

- 14, -
Una capa fotosensible de cloruro de plata sobre papel
. 7 : A .
revestido con barita, se expone en une cédmara u a continuacién
el negativo expuesto y una lémina adecuadas de aluminio se pasan

a través de wn gparato convencional utilizado paré el proceso
de transferencia de plata, El aluminio se sépara del negativo

¥ su superficie se desengibiliza don unad solucibh fijadora don-

nio se cubren uniformemente con una laca reforzante de resina

rado con una solucibn acuosa al 45 % de un dodecilfenoxibenceng

la plancha, calentamiento a ?0000 durente 2 minutos ¥y 1avado ra
1}
ra senarar la capa. No ex1ste acepta016n de tlnta gobre las

4dregas de no imagen durante la 1mpresidn. Una pléncha idéntica

después del calentamlento para evitar la acepta016n de tinta

BJEMFLO 13

Varias planchas, de las cuales se cree qne 1ncluyen

capas sengibles conteniendo una resina novolaca, se exponen, se

y Una muestra de cada una de ellas se tra&aantes del calentamien~ -

to con una solucién acuosa al 45 /u de un dodecilfenonbencmodi—

sulfonato de sodlo,para formar una capa de dicha sal gobre las

pués’ del 6alentamiento, segin las instrucciones del fabrioante 0
segﬁn las indlcaclones de la patente briténica ne. 1.154.749.

Se encuentra que no existe diferencia en el comportemiento de

Las planchas ensayadas fueron las siguientess:

lith, Kalle P3, P4, P6 y P7; Ferranie F1 y Fuji SGP.

~
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Descrita suficientemente la hatursleza del invento,
asl como la maners de realizarse>en la préctica, debe hacerse
constar que las’diéposiciones anteriormente indicadas son
susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alte-
ren su principlo fundamental., También se hace constér que el
invento corresponde a una solicitud de patente presentada

en.Inélaterra con el n2 30,264/74 de 8 de julio de 1,974;

acogiéndose por lo tanto a los beneficios que donceden los

Convenios Internacionales en vigor, siendo lo que congtitu=

ye la esencia del referido invenio por lo que se solicita
Patente de Invencién por 20 afios en Espafia, saﬁre: PROCEDI~
MIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE PLANCHAS SENSIBLES A LA RADIA-
COION; caracterizéndose por lo slguiente: A :
1.~ Procedimiento para el tratamiento de planchas
gensibles a la radiacién, del tipo que bombrenden un sustrato
portador de una imagen, comprendiendo la efapa de éalentar
la plancha; caracterizado porque se proporciona.un revesti-
miento protector sobre la plancha entes de la etapa de calen-
tamiento para evitar que los contaminentes éntre en conﬁac%o

con la planchg durante la etapa de calentamiento.

2.~ Procedimiento seadn la reivindicacién 1;.oa£ac-~
tériqado porque la plancha comprende un sustrato revestido
con una capa sensible a la rédiacién, que ‘ha sido expuesta
en toda su imagen y revelads. o _ :
3.~ Procedimiento segin la reivindicacién 2, ca-

racterizado porque la capa sensible s la radiacién incluye

ung resina, tal como una resing novolaca.

4.~ Procedimiento seglin la reivindicacién 2 6“3,
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‘el revestlmlento protector sobre la plancha.

- racterizado porque la laca ineluye una resina novolaca o una

protector se produce aplicando a la plancha una solucidn

- 16 -

caracterizado porque se aplica una lace reforzante resino-

sa a la plancha expuesta y revelada, antes de-proporcionér
5.~ Procedimiento segin la re1V1ndlcaci6n 4, ca-

mezcla de una resina resélica y una resina epoxi.

6.~ Procedimiento éegﬁn cualquiera de las reiViﬁ-
dicaciones 2 a 5, caracterizado porque la capa sensible a
la radiacién incluye una diazida de quiona.

7.~ Procedimiento segin cualgquiera de las reiv%ndi-'
caciones anbteriores, caracterizado porque el revestimienéo
protector se proporciona sobre larplanché.trafando ésta Gltima,
con un enmascarante en forma liquida. .

8,- Procedimiento segin la reivindicacién 7, carac—

terizado porque el enmascarante es una sal y el revestimiento

acuosa de la sal para formar una capa de la sal sobre la
plancha,

9.~ Procedimiento segin la reivindicacién 8, ca-
raeteriza&o porque la sal es un doﬁecilfenoxibeneenodisuifong

to de sodio, ung sal sbédica de un dcido naftalenosulfénico

alquilado, una sal disédica de 4cido metilenodinaftaleno-

gulfénico, un dodecilbencenosulfonato de sodio, une sal sé-

dica de 6xido de alquildifenilo sulfonado o nitrato de litio.
10.- Procedimiento para el tratamienté de planéhas

sensibles a la radiacién, tal y como queda sustanéidlmente

descrito en la presente Memoria.
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nsta Memoria constn de 17 hojas escritas a mégquina
4 4

por una gola cara.

Madrid, . 7 m\] 878
VIGKERS TIMITED.
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